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1. Recent trends in CMOS technology 

)������&������#��!���#��#������������#��	���������� ���!��� !�!��������	
��!������������!����
��
	���

*��+�
�� ��,���&������!���������&�����
��������!��!����	  ���#���!��������!� ��� �
��#��#��������������

����--������$����
�������%����������������$����
���������� ��#������
�����	������"�����#���"��

���� ����� ��� ������!���� ����� �	�
������ ��� !� ��#��� ����
��� !��!%� �!"��� .� ��#��� !�� �#��#���� ��� /���

 !�!������� ���� ��
�������
!�� ������ ����� .0
� ��� ������	
��� ��� .���&� ������� --� ��&� ���
�� ���

�	  ��������"����� ���	
�����!��	���-
..%��

�

���������	
����
 �
�
��
 ���
��
 ��
��
 ��
��
 ��
��
 ��
��
 ��
��


)����� ���	
����� .���� -

.� -

�� -

1� -

2� -

�� -
..�

3!���������� .�
���� 2
���� 1
���� �1���� -1���� .2���� .-����

3!����!����!�� �����

��$-�

�����

��$-�

�����

��$-�

�����

��$4�

���!��

5����(�

���!��

5����(�

���!��

5����(�

3!���!������ .
� 0� 1� 1� 1'.
� 1'.
� 1'.
�

(�!���6��-� .

� -

� �1
� 1

� �

� .1

� 7�

������� �����*µ-+�� 8%1� -%8� .%�� 
%9� 
%�� 
%.1� 
%
0�

�

��'����"����(�����	���������$	�������&������$��)�$��*����



MICROWIND APPLICATION NOTE  90 nm technology 

Page 2/� etienne.sicard@insa-toulouse.fr  12/08/05 

�

�++�� *���� *���� *���� *����

���!�

����!�

�µ!�

Technology 

Year 

� *�µ!�
� �,µ!�

� �
µ!�
+��!�

-��!�
.��!�


*�!�
�*��!�


���!�

���!�


��!�

���(�����/�

$�����

0�$������$(�
��&���$�$��(�����/�

	��1	����	��
 ��

�

�

�	������"�$(��$��(�����/������������$���������������������	����

����� ����
!���!������������������������!�������!��������
�������
!������&�!�����	���!�������)��%�.%�����

�!����!����!���!�������"���� �������
��&����������
������,����*��$-+�!���������	�!����"������������!���

!��� ���� 
�!����%� ���� !���� ��� !� 
��#������� ��!�	����� ���
/� ���� ���� ���	�!����� �!����!�� ��!��������

"���!��������!��%�����
���&������!����,�����!��
�������������!"�	����#��!����
��!����&��:	�#!��������.%-�

���������
/����%������������������!����,���&������������������!��������
	������!���
����:	����������

����
������ ���%�

����!
���������! ����
!����&���������!�������������!���!  ��,��!��������	
���"��!��!
��������
%2&�!���

����!��!��!������	
���"���!
�������-%���!�����
������;�����!������������������!����������������
���!��

�����������!����.����������!��� �����-�����
������
�������%��

�

�

�++�� *���� *���� *���� *����

Production 

Year 

� ��µ!�

� �,µ!�

�
��!�

+��!�

-��!�

� 
�µ!�

� *�µ!�

�

�	�����*"����(�����/���!)	�������/�$���/�����2���)$���&��!�30(��	45�

�



MICROWIND APPLICATION NOTE  90 nm technology 

Page 3/� etienne.sicard@insa-toulouse.fr  12/08/05 

���� ������!���� 
��
	��� �!�/��� �!�� "���� �������� ���!����� ���
�� �!��� ��!��&� �	�� ��� �#��'��
��!����

���!��� ���� ���
�����
� ��#�
��%� ����  ���	
����� ��� ������!���� 
��
	���� ���� #!���	�� ��
���������� ���

���	���!�����#���������!������)��%�-%����
!��"���������!��!�������
���������!��!  �!�������	�!�����!
��

������!��&������!��!� �	 �
����������������!��%� ���� ���	
����� �!/���� 
����!�������
��!���&�!���

�����!������������	���"���"���#���������#�����
�����������	
��!��91���*����
!��� �!/����-

�+%�

�

2. Introducing the 90 nm technology 
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